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摘要(译)

本发明涉及至少经过以下各工序的光学层叠体的制造方法，将取向基板
上形成的液晶取向被固定的液晶物质层，通过接合剂层接合在剥离性基
板上，然后剥离取向基板，将液晶物质转写在再剥离性基板上，得到由
再剥离性基板/接合剂层/液晶物质层构成的层叠体(A)的第1工序；将高分
子拉伸膜和偏光板通过粘合剂或接合剂粘合在一起，得到由偏光板/粘合
剂或接合剂层/高分子拉伸膜构成的层叠体(B)的第2工序；以及所述层叠
体(A)和(B)粘合之前或者粘合之后，剥离层叠体(A)的再剥离性基板2的第
3工序。该制造方法提供了层叠无支持基板的液晶物质层构成的光学元件
的制造方法。
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